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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月24日(2013.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　スルホン酸のアルカリ金属塩が、下記の一般式（Ｉ）

【化１】

　　　　
（式中、Ｒ1は、炭素数１～５０の炭化水素基、Ｍは、アルカリ金属を示す。）
で表される化合物、又は下記の一般式（II）

【化２】

　　　　
（式中、Ｒ2、Ｒ3は、それぞれ独立に、炭素数１～３０の二価の炭化水素基、Ｘは、炭素
数１～３のアルキレン基もしくは酸素原子を示し、Ｍは、アルカリ金属を示す。）
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で表される化合物である請求項２に記載の水溶性シリコン加工液。
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